
部品内蔵基板などのプリント配線板製造技術と、シリコン貫通電極
（TSV)を有するシリコン基板製造技術の双方から、各種研究・開発、
試作・評価を支援する世界で唯一の研究センターです。 

三次元半導体研究センターが目指すイメージ 

材料・素材 

 研究会・プロジェクト 
（デバイス研究会・A-STEP・ 
地域・JIEP研究会など） 

分析・解析・評価 

企業と人を 
育てる環境 

量産展開 
（ノウハウの付加価値） 

協調 

三次元半導体研究センター 

設備技術 
プロセス技術 

研究機関連携 
海外・国内 

設計技術 
（DFM/DFA/DFT） 

個人認証基盤、無線通信技術、新
しい組込みシステムの設計などを
行う 

社会システム実証センター 

大学及び研究機関と企業とが、研究
開発、製品試験等による産業化までを
共同で取り組む研究開発拠点施設 

テスト・検査 

研究開発支援/補助 

○部品内蔵基板技術関連 

○TSV TEG基板技術関連 

○分析・評価解説技術関連 

      の研究開発･･･等 

共同研究開発事業 
（産学官・産学・産-産） 

共同研究/技術指導 

○部品内蔵基板プロセス技術 

○TSVプロセス技術 

○微細配線プロセス技術 

             ・・・等                     

開発試作・評価支援事業 
（試作ライン活用）    

 【問合せ】   公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかIST） 
        三次元半導体研究センター  

        〒819-1122 福岡県糸島市東1963-4 
        TEL：092-331-8550  FAX：092-331-8555   Mail ： 3d-riyo@ist.or.jp 
        HP： http://jiss.ist.or.jp/     (テクニカルWeb）http://itoshima-3dsemi.com/   

付加価値向上 

 

開発製品の付加価値 
向上をお考えの方 
 

共同研究 

 

共同研究を希望して 
いる企業や大学の方 
 

試作評価 
材料・装置開発にお
けるTEG/製品の試作
評価をお考えの方 

試作ラインの 
代替え 

ファブレス、中小/ベ

ンチャー企業等、自
社に製作ラインをお
持ちでない方 

能力オーバー 
フロー対策 

自社製作ラインの能
力オーバーフロー対
策をお考えの方 

付加価値向上
開発製品の付加価値
向上をお考えの方

共同研究
共同研究を希望してい
る企業や大学の方

試作評価
材料・装置開発におけ
るTEG/製品の試作評
価をお考えの方

試作ラインの
代替

ファブレス、中小/ベン
チャー企業等、自社に
製作ラインをお持ちで
ない方

能力オーバー
フロー対策

自社製作ラインの能力
オーバーフロー対策を
お考えの方


